
 

第２回低品位炭からのクリーンメタン製造技術研究に関する 

終了時評価検討会（書面審議） 

 

 

 議 事 要 旨  

 

１．回答期間評 平成２８年１月２８日（木）～平成２８年２月１５日（月） 

 

２．議決日   平成２８年２月１６日（火） 

 

３．審議者 

 （検討会委員）［敬称略・五十音順、※は座長］ 

   関根 泰    早稲田大学 先進理工学部 応用化学科 教授 

  ※堤  敦司   東京大学 生産技術研究所 

エネルギー工学連携研究センター特任教授 

   東嶋 和子   サイエンス・ジャーナリスト 

   村岡 元司   株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 

            社会・環境戦略コンサルティング本部 本部長 パートナー 

   森田 哲司   一般社団法人日本ガス協会 技術開発部長 

 

４．配布資料 

 資料１ 第１回評価検討会議事録（案） 

 資料２ 技術評価書（案） 

 資料３ 技術評価結果報告書（案） 

 

５．回答結果 

 技術評価結果報告書（案）について 

  回答者５名（うち了承５名、反対０名） 

  集計結果 了承５名、反対０名 

 

６．議事概要 

 （１）第１回評価検討会議事録（案）の確認について 

「資料１ 第１回評価検討会議事録（案）」の確認を行い、上記書面審議を持って了 

承された。 

 

 （２）技術評価書（案）及び技術評価結果報告書（案）の確認について 

「資料２ 技術評価書（案）」及び「資料３ 技術評価結果報告書（案）」の確認を 

行い、上記書面審議を持って了承された。 

 

以上 


